
採択年度 会社名（出資期間） 研究目的 備考

㈱ﾃﾞｨ･ﾃﾞｨ･ｴｽ研究所

(S63.3～H7.3)

㈱ﾊﾞｲｵｾﾝｻｰ研究所

(S63.3～H7.3)

㈱ｻｲﾄｼｸﾞﾅﾙ研究所

(H1.3～H8.3)

㈱人工血管技術研究ｾﾝﾀｰ

(H1.3～H8.3)

㈱生体機能研究所

(H2.2～H8.3)

㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｽｷﾝﾘｻｰﾁ研究所

(H2.3～H9.2)

㈱ﾍﾞｯｾﾙﾘｻｰﾁ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

(H3.3～H10.3)

㈱創薬技術研究所

(H4.3～H11.3)

㈱ｶｰｼﾞｵﾍﾟｰｼﾝｸﾞﾘｻｰﾁ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

(H4.3～H11.3)

㈱ｴｲﾁ･ｴｽ･ﾋﾟｰ研究所

(H5.3～H12.3)

㈱ｴｲｼﾞｰﾝ研究所

(H6.3～H13.3)

㈱ﾃﾞｨﾅﾍﾞｯｸ研究所

(H7.3～H16.3)

㈱ｼﾞｪﾉｯｸｽ創薬研究所

(H8.3～H15.3)

㈱ﾋﾞｰｴﾌ研究所

(H9.2～H16.2)

㈱ｱｰﾙ･ｱｰﾙ･ｴﾌ研究所

(H10.2～H13.3)

S63

細胞内活性物質(薬効蛋白質)の分離精製技術の研究開発 H17.9清算

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ化高性能小口径人工血管に関する研究開発 H17.6清算

S62

ﾀｰｹﾞｯﾃｨﾝｸﾞDDSに関する研究開発 H20.12清算

ｵﾌﾟﾄｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ技術を利用した医用ﾊﾞｲｵｾﾝｻｰの研究開発 H17.8清算

H４ ｽﾄﾚｽ遺伝子の利用による医薬品開発の基盤研究 H17.9清算

H1

非侵襲性生体機能診断システムの研究開発 H17.8清算

皮膚生理機構の解明を基礎とした新規な皮膚賦活物質とﾊﾞｲｵｱｸﾃｨﾌﾞ薬物投与ｼｽﾃﾑに関する研究開発 H17.8清算

H2 動脈硬化の診断・治療のためのﾓﾃﾞﾙ系と特異認識抗体に関する研究開発 H19.6清算

H3

抗ｳｲﾙｽ薬創製のための基盤技術に関する研究開発 H24.3清算

次世代ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰの研究開発 H18.3清算

H9 理論的創薬技術水準の向上に基づくRRF阻害剤(次世代抗菌剤)の創製 H19.3清算

出融資事業における出資先一覧

H7 ｹﾞﾉﾑ情報を基盤とした戦略的創薬科学の樹立 H19.10清算

H8 痴呆疾患治療薬開発のための基盤的研究 H19.8清算

H5 老化及び老化に伴う疾病の発症ﾒｶﾆｽﾞﾑの解明とその医薬品開発への応用に関する試験研究 H22.6清算

H6 遺伝子治療製剤の研究 R5.9清算


